
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

S1 「物理のおもしろさを⽣徒や学⽣にい
かに伝えるか︖」 〜”原⼦物理”に関連
する授業を中⼼にして〜

423
葛⽣ 伸(福井⼤)

S2 シンチレーション検出器とその最先端
応⽤

E204
鎌⽥ 圭(東北⼤)
林 真照(三菱電機)

S3 ナノ物質光マニピュレーションの最先
端

413
秋⽥ 成司(⼤阪府⽴
⼤)
北村 恭⼦(京都⼯繊
⼤)

S4 量⼦技術が⽀えるセキュアな情報社会

416
辻野 賢治(東京⼥⼦
医⼤)
藤原 幹⽣(情通機構)

S5 顕微鏡領域における光波バイオセンシ
ングの今

413
⻄舘 泉(農⼯⼤)
相津 佳永(室蘭⼯⼤)

S6 多様な光源により進展する光プロセス
の基礎と応⽤

418
細川 陽⼀郎(奈良先
端⼤)
坂倉 政明(京⼤)
⿃塚 健⼆(産総研)

S7 加速器・宇宙科学における真空技術の
現状と展望

419
中村 健(産総研)
吉⽥ 肇(産総研)
本⽥ 融(⾼エネ研)

S8 ダイヤモンドNV中⼼への挑戦―量⼦
通信, 量⼦センサからバイオ応⽤まで

F205
⼭崎 聡(産総研)

S9 次世代ニューロモルフィックハード
ウェアにおける機能性酸化物の役割

301
組頭 広志(⾼エネ研)
⽮嶋 赳彬(東⼤)

S10 ナノインプリント技術の進展と展開
512
横尾 篤(NTT)
廣島 洋(産総研)

S11 薄膜・多層膜の界⾯イメージング
512
⾹野 淳(福岡⼤)
⾼橋 正光(量研機構)

512
⽵⽥ 美和(あいち放
射光)
⾼橋 正光(量研機構)

S12 エネルギー材料開発に資するプラズ
マ技術最前線

301
布村 正太(産総研)
神原 淳(東⼤)

S13 エナジーハーベスティングの最新動
向︓IoT時代の実現に向けて

414
⼩⽮野 幹夫(北陸先
端⼤)
中村 芳明(阪⼤)
花村 克悟(東⼯⼤)

S14 スピン伝導デバイスの進展と応⽤の
最前線

501
⾦井 駿(東北⼤)
中根 了昌(東⼤)

S15 超伝導応⽤技術開発ロードマップと
現状

F203
筑本 知⼦(中部⼤)
吉川 信⾏(横国⼤)

S16 プリンテッドエレクトロニクスにお
ける有機トランジスタの現状と課題

302
森 健彦(東⼯⼤)
⼯藤 ⼀浩(千葉⼤)

S17 柔らかい材料を利⽤したソフトロ
ボット 〜材料・エレクトロニクス・機
械分野の融合を⽬指して〜

416
福⽥ 憲⼆郎(理研)
安藤 正彦(⽇⽴)

S18 有機薄膜素⼦作製その場観察技術の
展望－ 「作って測る」から「作りながら
測る」へ －

302
島⽥ 敏宏(北⼤)
中村 雅⼀(奈良先端

S19 ナノバイオテクノロジーとバイオセ
ンシングに関するジョイントシンポジウ
ム

313
⽵原 宏明(東⼤)
平野 愛⼸(東北⼤)
宮本 浩⼀郎(東北⼤)

P7
ポスター
09:30-11:30

S20 ⻑期保管メモリのための⾼信頼配線
技術

304
横川 慎⼆(電通⼤)
近藤 英⼀(⼭梨⼤)

S21 エレクトロニクスはやっぱり⾯⽩
い︕ 〜世界を牽引するメインプレイヤー
から業界の今と主体的なキャリア選択を

414
⽵澤 好樹(東北⼤)
下川 慶久(慶⼤)

S22 ⾃動⾛⾏に資する⾞載MEMSデバイ
スと関連技術

303
⼟屋 智由(京⼤)
町⽥ 俊太郎(⽇⽴)

S23 GFIS（電界電離ガスイオン源）ガス
イオン顕微鏡技術とその材料・デバイス
研究開発への応⽤︓現状と今後の展望

315
⽔⽥ 博(北陸先端⼤)
⼩川 真⼀(産総研)

S24 窒化物半導体特異構造の科学 〜発
光再結合の解明と制御〜

503
三宅 秀⼈(三重⼤)
川上 養⼀(京⼤)

S25 インフォマティクスがもたらす結晶
成⻑プロセスの⾰新

MH
宇治原 徹(名⼤)

S26 先進パワーデバイスのプロセス技術

502
波多野 睦⼦(東⼯⼤)
⽯⽥ 昌宏(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ)
⻄脇 克彦(トヨタ)

S27 ⾦属酸化物の結晶物性に迫る
502
阿部 友紀(⿃取⼤)
宇野 和⾏(和歌⼭⼤)

S28 Photovoltaic 4.0 －⾼効率・低コス
ト太陽光発電がもたらす次世代再⽣可能
エネルギーシステム－

304
喜多 隆(神⼾⼤)

304
⼋⽊ 修平(埼⽟⼤)
杉⼭ 正和(東⼤)
渡辺 健太郎(東⼤)

S シンポジウム
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1.1 応⽤物理⼀般・学際領域
P1
ポスター
09:30-11:30

514
⾯⾕ 信(東海⼤)
藤川 知栄美(東海⼤)

1.2 教育
P1
ポスター
09:30-11:30

1.3 新技術・複合新領域
317
松⾕ 晃宏(東⼯⼤)

P2
ポスター
09:30-11:30

1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境
P3
ポスター
09:30-11:30

424
⼩栗 和也(東海⼤)
原 ⼀広(九⼤)
阿部 浩之(量研機構)

1.5 計測技術・計測標準
P4
ポスター
09:30-11:30

423
野中 秀彦(産総研)
菊永 和也 (産総研)

514
畑中 信⼀(電通⼤)
P5
ポスター
16:00-18:00

2 放射線
P9
ポスター
16:00-18:00

2.1 放射線物理⼀般・検出器基礎

E204
越⽔ 正典(東北⼤)
南⼾ 秀仁(⾦沢⼯⼤)
神野 郁夫(京⼤)

2.2 検出器開発
E204
渡辺 賢⼀(名⼤)

E204
⾦⼦ 純⼀(北⼤)

E204
⼈⾒ 啓太朗(東北⼤)

2.3 放射線応⽤・発⽣装置・新技術
E204
島添 健次(東⼤)

E204
越⽔ 正典(東北⼤)

3.1 光学基礎・光学新領域
312
⽥中 嘉⼈(東⼤)

312
⽯⽥ 周太郎(北⼤)
⼩野 篤史(静岡⼤)

P10
ポスター
16:00-18:00

3.2 材料・機器光学
422
尾下 善紀(ニコン)
⽚⼭ ⿓⼀(福岡⼯⼤)

P1
ポスター
09:30-11:30

3.3 情報フォトニクス・画像⼯学
F205
⽚⼭ ⿓⼀(福岡⼯⼤)
鈴⽊ 裕之(東⼯⼤)

F205
⼭本 裕紹(宇都宮⼤)
宮崎 ⼤介(⼤阪市⽴
⼤)
⾚尾 佳則(科警研)

P9
ポスター
16:00-18:00

3.4 ⽣体・医⽤光学
P11
ポスター
16:00-18:00

413
⻄舘 泉(農⼯⼤)

413
藤⽥ 克昌(阪⼤)
佐藤 俊⼀(防衛医⼤)

3.5 レーザー装置・材料
P6
ポスター
16:00-18:00

213
廣澤 賢⼀(三菱電機)
神⽥ 夏輝(理研)

213
⼩澤 祐市(東北⼤)
⼾倉川 正樹(電通⼤)
湯本 正樹(理研)

CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制
御デバイス・光ファイバーのコードシェ
アセッション

213
松下 智紀(東⼤)

3.6 超⾼速・⾼強度レーザー
311
⾼橋 栄治(理研)

311
⽥邉 孝純(慶⼤)
中村 ⼀隆(東⼯⼤)

P2
ポスター
09:30-11:30

3.7 レーザープロセシング
512
中村 貴宏(東北⼤)
佐藤 雄⼆(阪⼤)

512
⾕ 峻太郎(東⼤)
⻄ 哲平(豊⽥中研)

512
⻑⾕川 智⼠(宇都宮
⼤)
飯野 敬矩(奈良先端
⼤)

P1
ポスター
13:30-15:30

3.8 光計測技術・機器
P10
ポスター
16:00-18:00

418
⽥中 洋介(農⼯⼤)
瀧⽥ 佑⾺(理研)

418
塩⽥ 達俊(埼⽟⼤)
安⽥ 正美(産総研)

418
森⽥ 隆⼆(北⼤)
渡邉 紳⼀(慶⼤)

418
⽯澤 淳(NTT)
稲場 肇(産総研)

3.9 テラヘルツ全般
211
久武 信太郎(阪⼤)

211
坪内 雅明(原⼦⼒機
構)
松原 英⼀(⼤阪⻭科
⼤)
鈴⽊ 左⽂(東⼯⼤)

211
永井 正也(阪⼤)
渡邉 紳⼀(慶⼤)

P1
ポスター
13:30-15:30

3.10 光量⼦物理・技術
P12
ポスター
16:00-18:00

414
桒島 史欣(福井⼯⼤)
内⽥ 淳史(埼⽟⼤)

414
吉澤 明男(産総研)
堀切 智之(横国⼤)

3.11 フォトニック構造・現象
P7
ポスター
16:00-18:00

E205
岩本 敏(東⼤)

F202
浅野 卓(京⼤)
新家 昭彦(NTT)

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7
ナノ構造・量⼦現象のコードシェアセッ
ション

E205
浅野 卓(京⼤)
北 翔太(NTT)
宮澤 俊之(富⼠通研)

CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション
『フォトニック・プラズモニック構造お
よび熱制御』

F202
梶川 浩太郎(東⼯⼤)

3.12 ナノ領域光科学･近接場光学
F202
⽴間 徹(東⼤)

F202
原⼝ 雅宣(徳島⼤)

F202
久保 敦(筑波⼤)

F202
井村 考平(早⼤)

P13
ポスター
16:00-18:00

3.13 半導体光デバイス
P8
ポスター
16:00-18:00

422
⾬宮 智宏(東⼯⼤)

422
丸⼭ 武男(⾦沢⼤)
⻄⼭ 伸彦(東⼯⼤)

422
下村 和彦(上智⼤)

CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコ
ンフォトニクスのコードシェアセッショ
ン

F204
岡野 誠(産総研)
⽵中 充(東⼤)
⽯川 靖彦(東⼤)

1 応⽤物理学⼀般

1.6 超⾳波

2 放射線

3 光・フォトニクス
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316
和⽥ 篤(防衛⼤)
橋本 俊和(NTT)

316
梅村 信弘(千歳科技
⼤)
P14
ポスター
16:00-18:00

3.15 シリコンフォトニクス
P2
ポスター
13:30-15:30

F204
開 達郎(NTT)
⼀⾊ 秀夫(電通⼤)

F204
庄司 雄哉(東⼯⼤)
清⽔ ⼤雅(農⼯⼤)

F204
⾅杵 達哉(PETRA)
榊原 陽⼀(産総研)

3.16 Optics and Photonics English
Session

421
丸⼭ 武男(⾦沢⼤)

P3
ポスター
09:30-11:30

P2
ポスター
13:30-15:30

411
安井 伸太郎(東⼯⼤)
吉⽥ 慎哉(東北⼤)

411
⼭⽥ 智明(名⼤)

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技
術,13.5デバイス／集積化技術のコード
シェア

304
齋藤 真澄(東芝)
藤沢 浩訓(兵庫県⽴

6.2 カーボン系薄膜
412
⼩⼭ 和博(デンソー)
牧野 俊晴(産総研)

412
川原⽥ 洋(早⼤)
梅沢 仁(産総研)
鈴⽊ 真理⼦(東芝)

412
⼭⽥ 英明(産総研)
吉武 剛(九⼤)

412
⾚坂 ⼤樹(東⼯⼤)
⼤越 康晴(電機⼤)
中村 挙⼦(産総研)

P3
ポスター
13:30-15:30

6.3 酸化物エレクトロニクス
419
藤原 宏平(東北⼤)

419
福地 厚(北⼤)
⼩塚 裕介(東⼤)

419
清⽔ 亮太(東⼯⼤)

P3
ポスター
13:30-15:30

419
⻄ 佑介(京⼤)

419
太⽥ 健介(東芝)

419
⽊下 健太郎(⿃取⼤)

6.4 薄膜新材料

213
遠藤 ⺠⽣(さがみは
ら表⾯研)
松⽥ 晃史(東⼯⼤)

213
⼟屋 哲男(産総研)
鈴⽊ 宗泰(産総研)

P5
ポスター
09:30-11:30

311
篠⽥ 健太郎(産総研)
中村 吉伸(東⼤)
名村 今⽇⼦(京⼤)

6.5 表⾯物理・真空

316
市川 昌和(東⼤)
武⽥ さくら(奈良先
端⼤)

P6
ポスター
09:30-11:30

6.6 プローブ顕微鏡
414
武内 修(筑波⼤)

414
杉本 宜昭(東⼤)
久保 理(阪⼤)

303
⼀井 崇(京⼤)

P4
ポスター
13:30-15:30

CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基
礎物性のコードシェアセッション

301
宇都宮 徹(京⼤)

424
川崎 忠寛(JFCC)
三浦 克介(阪⼤)
村上 勝久(産総研)

318
東⼝ 武史(宇都宮⼤)
江島 丈雄(東北⼤)

318
東⼝ 武史(宇都宮⼤)

424
⽥川 雅⼈(神⼾⼤)
辻 博司(京⼤)

424
豊⽥ 紀章(兵庫県⽴
⼤)

423
堀⽥ 尚⼆(⽇⽴)
⼭本 洋揮(阪⼤)

423
横尾 篤(NTT)
中川 勝(東北⼤)

7.1 X線技術
7.2 電⼦ビーム応⽤
7.3 微細パターン・微細構造形成技術
7.4 量⼦ビーム界⾯構造計測
7.5 イオンビーム⼀般
7.6 原⼦・分⼦線およびビーム関連新技

8.1 プラズマ⽣成・制御
315
市來 ⿓⼤(⼤分⼤)

8.2 プラズマ診断・計測
301
⽯川 健治(名⼤)

8.3 プラズマ成膜・表⾯処理
315
荻野 明久(静岡⼤)
市來 ⿓⼤(⼤分⼤)

8.4 プラズマエッチング
313
江利⼝ 浩⼆(京⼤)

8.5 プラズマナノテクノロジー
315
古閑  ⼀憲(九⼤)

8.6 プラズマライフサイエンス
313
林 信哉(九⼤)

313
浜⼝ 智志(阪⼤)
伊藤 昌⽂(名城⼤)

8.7 プラズマ現象・新応⽤・融合分野
313
内⽥ 諭(⾸都⼤)
⼩⽥ 昭紀(千葉⼯⼤)

8.8 Plasma Electronics English
Session

315
古閑  ⼀憲(九⼤)

8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招
待講演

301
杤久保 ⽂嘉(⾸都⼤)

8.10 プラズマエレクトロニクス賞授賞式
301
杤久保 ⽂嘉(⾸都⼤)

6 薄膜・表⾯

6.1 強誘電体薄膜

7 ビーム応⽤

8 プラズマエレクトロニクス

CS.4 7. コードシェアセッション︓ビー
ム応⽤⼤分類

P11
ポスター
16:00-18:00

3.14 光制御デバイス・光ファイバー

P1
ポスター
13:30-15:30

P9
ポスター
16:00-18:00
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9.1 誘電材料・誘電体

421
永⽥ 肇(東理⼤)
和⽥ 智志(⼭梨⼤)
武⽥ 博明(東⼯⼤)

P4
ポスター
13:30-15:30

9.2 ナノワイヤ・ナノ粒⼦
421
深⽥ 直樹(物材機構)
加納 伸也(神⼤)

421
原 真⼆郎(北⼤)
章 国強(NTT物性研)
柳⽥ 剛(九⼤)

P15
ポスター
16:00-18:00

9.3 ナノエレクトロニクス
E206
猪川 洋(静岡⼤)

E206
⻄⼝ 克彦(NTT)
内藤 泰久(産総研)

P5
ポスター
13:30-15:30

9.4 熱電変換

E206
⼤久保 勇男(物材機
構)
⾼際 良樹(物材機構)

E206
都甲 薫(筑波⼤)
池⽥ 浩也(静岡⼤)
岡本 和也(⼭⼝東理
⼤)

CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベ
スティングのコードシェアセッション

P6
ポスター
09:30-11:30

9.5 新機能材料・新物性
P2
ポスター
13:30-15:30

514
笹川 崇男(東⼯⼤)
松⽯ 聡(東⼯⼤)
清⽔ 智弘(関⻄⼤)

CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェア
セッション「新規スピン操作⽅法および
関連現象」

501
三⾕ 誠司(物材機構)
林 将光(東⼤)

10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技
術）

501
柳原 英⼈(筑波⼤)
三浦 良雄(京都⼯繊
⼤)

501
窪⽥ 崇秀(東北⼤)

10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技
術

501
植村 哲也(北⼤)
⽥丸 慎吾(産総研)

501
塩⽥ 陽⼀(産総研)

501
桜庭 裕弥(物材機構)
P10
ポスター
16:00-18:00
501
ファム ナムハイ(東
⼯⼤)

501
岡林 潤(東⼤)
眞砂 卓史(福岡⼤)

10.5 磁場応⽤
513
⼭本 勲(横国⼤)
三井 好古(⿅児島⼤)

11.1 基礎物性

317
荻野 拓(産総研)
飯⽥ 和昌(名⼤)
作間 啓太(成蹊⼤)

317
加藤 孝弘(⻑岡技科
⼤)
中島 健介(⼭形⼤)

11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスお
よび結晶成⻑

318
舩⽊ 修平(島根⼤)
⼀野 祐亮(名⼤)

11.3 臨界電流，超伝導パワー応⽤
318
⽊内 勝(九⼯⼤)
井上 昌睦(九⼤)

11.4 アナログ応⽤および関連技術
F205
宮⼾ 祐治(阪⼤)
⼤野 雅史(東⼤)

312
武⽥ 正典(静岡⼤)

11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジ
タル応⽤

316
⽇⾼ 睦夫(産総研)
宮嶋 茂之(情通機構)

12.1 作製・構造制御
313
三浦 康弘(桐蔭横浜
⼤)

313
⻑⾕川 裕之(情通機
構)
葛原 ⼤軌(岩⼿⼤)

P8
ポスター
09:30-11:30

414
⼩野寺 恒信(東北⼤)

F201
松原 亮介(静岡⼤)

12.2 評価・基礎物性
311
村⽥ 昌樹(ソニー)
但⾺ 敬介(理研)

311
⼭⽥ 洋⼀(筑波⼤)
⾦井 要(東理⼤)
筒井 真楠(阪⼤)

311
間中 孝彰(東⼯⼤)
⼤⼾ 達彦(阪⼤)

P5
ポスター
13:30-15:30

CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基
礎物性のコードシェアセッション

301
宇都宮 徹(京⼤)

12.3 機能材料・萌芽的デバイス
416
尾崎 良太郎(愛媛⼤)
松井 ⿓之介(三重⼤)

416
野々⼝ 斐之(奈良先
端⼤)
末森 浩司(産総研)

416
⼭雄 健史(京都⼯繊
⼤)
北村 雅季(神⼾⼤)
増原 陽⼈(⼭形⼤)

P4
ポスター
09:30-11:30

416
能勢 敏明(秋⽥県⽴
⼤)

12.4 有機EL・トランジスタ

302
中 茂樹(富⼭⼤)
中野⾕ ⼀(九⼤)
深川 弘彦(NHK技研)

302
松島 敏則(九⼤)
酒井 正俊(千葉⼤)

302
野⽥ 啓(慶⼤)

P5
ポスター
09:30-11:30

302
松島 敏則(九⼤)
三成 剛⽣(物材機構)

12.5 有機太陽電池
303
宮寺 哲彦(産総研)
⽶⾕ 真⼈(東⼤)

303
多⽥ 和也(兵庫県⽴
⼤)
松⽊ 伸⾏(神奈川⼤)
森 裕樹(岡⼭⼤)

303
嘉治 寿彦(農⼯⼤)
豊⽥ 太郎(電通⼤)
景⼭ 弘(琉球⼤)

303
緒⽅ 啓典(法政⼤)
古川 ⾏夫(早⼤)

P6
ポスター
13:30-15:30

303
久保 貴哉(東⼤)
池上 和志(桐蔭横浜
⼤)
⽩井 肇(埼⽟⼤)

12.6 ナノバイオテクノロジー
P2
ポスター
09:30-11:30

F206
池添 泰弘(⽇本⼯⼤)
淺川 雅(⾦沢⼤)
茂⽊ 俊憲(群⾺⼤)

F206
⼿⽼ ⿓吾(豊橋技科
⼤)
林 智広(東⼯⼤)

12.7 医⽤⼯学・バイオチップ

F204
⾼橋 ⼀浩(豊橋技科
⼤)
笹川 清隆(奈良先端
⼤)

F204
宇野 重康(⽴命館⼤)
柳瀬 雄輝(広島⼤)
當⿇ 浩司(医科⻭科
⼤)

P3
ポスター
09:30-11:30

F205
宇野 重康(⽴命館⼤)
⼭本 英明(東北⼤)
浮⽥ 芳昭(⼭梨⼤)
⽥和 圭⼦(関⻄学院
⼤)

F205
⽵原 宏明(東⼤)
加治佐 平
(PROVIGATE)

P10
ポスター
16:00-18:00

10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・
強相関

P10
ポスター
16:00-18:00

10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・スト
レージ技術

9 応⽤物性

10 スピントロニクス・マグネティクス

11 超伝導

12 有機分⼦・バイオエレクトロニクス

P7
ポスター
09:30-11:30



午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
分科番号及び名称 2017年3⽉14⽇(⽕) 2017年3⽉15⽇(⽔) 2017年3⽉16⽇(⽊) 2017年3⽉17⽇(⾦)

13.1 Si系基礎物性・表⾯界⾯・シミュ
レーション

P12
ポスター
16:00-18:00

E206
嵯峨 幸⼀郎(ソニー)
森 伸也(阪⼤)
蓮沼 隆(筑波⼤)

13.2 探索的材料物性・基礎物性
P13
ポスター
16:00-18:00

B5
鵜殿 治彦(茨城⼤)
⽴岡 浩⼀(静岡⼤)

B5
末益 崇(筑波⼤)
⼭⼝ 憲司(量研機構)

13.3 絶縁膜技術
P14
ポスター
16:00-18:00

413
渡邉 孝信(早⼤)
⼩林 清輝(東海⼤)

413
⼊沢 寿史(産総研)
⾼⽊ 信⼀(東⼤)

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技
術,13.5デバイス／集積化技術のコード
シェア

304
齋藤 真澄(東芝)
藤沢 浩訓(兵庫県⽴
⼤)

13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・
MEMS・集積化技術

304
野⼝ 隆(琉球⼤)
東 清⼀郎(広島⼤)
佐道 泰造(九⼤)

P3
ポスター
13:30-15:30

304
佐々⽊ 実(豊⽥⼯⼤)

E206
曽根 正⼈(東⼯⼤)
後藤 正英(ＮＨＫ技
研)

E206
⾓嶋 邦之(東⼯⼤)
岡⽥ ⻯弥(琉球⼤)

E206
曽根 正⼈(東⼯⼤)

13.5 デバイス／集積化技術
P15
ポスター
16:00-18:00

412
松川 貴(産総研)
若林 整(東⼯⼤)

412
池⽥ 圭司(東芝)
⼩林 正治(東⼤)

13.6 Semiconductor English Session
513
國本 崇(徳島⽂理⼤)
⼩⼭ 正⼈(東芝)

13.7 ナノ構造・量⼦現象
E205
岡本 創(NTT)
井原 章之(京⼤)

P9
ポスター
09:30-11:30

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7
ナノ構造・量⼦現象のコードシェアセッ
ション

E205
浅野 卓(京⼤)
北 翔太(NTT)
宮澤 俊之(富⼠通研)

13.8 化合物及びパワー電⼦デバイス・プ
ロセス技術

315
中村 成志(⾸都⼤)

315
塩島 謙次(福井⼤)
牧⼭ 剛三(富⼠通研)

315
佐藤 威友(北⼤)

315
重川 直輝(⼤阪市⽴
⼤)
岡⽥ 浩(豊橋技科⼤)

P4
ポスター
09:30-11:30

13.9 光物性・発光デバイス
411
七井 靖(⽇⼤)

411
國本 崇(徳島⽂理⼤)
深⽥ 晴⼰(⾦沢⼯⼤)

411
児島 貴徳(阪⼤)

411
植⽥ 和茂(九⼯⼤)
篠崎 健⼆(産総研)

P7
ポスター
13:30-15:30

B6
曽我部 東⾺(電通⼤)
渡辺 健太郎(東⼤)

F201
荒⽊ 秀明(⻑岡⾼専)

F201
⽯塚 尚吾(産総研)

P16
ポスター
16:00-18:00

15.1 バルク結晶成⻑
F203
荻野 拓(産総研)

B5
横⽥ 有為(東北⼤)

P6
ポスター
13:30-15:30

15.2 II-VI族結晶および多元系結晶
513
宇野 和⾏(和歌⼭⼤)
野村 ⼀郎(上智⼤)

P1
ポスター
13:30-15:30

15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピ
タキシーの基礎

313
尾崎 信彦(和歌⼭⼤)

B5
鈴⽊ 秀俊(宮崎⼤)

B5
P2
ポスター
13:30-15:30

503
荒⽊ 努(⽴命館⼤)
太⽥ 実雄(東⼤)

503
⾚坂 哲也(NTT)
齋藤 義樹(豊⽥合成)

503
岩⾕ 素顕(名城⼤)
船⼾ 充(京⼤)
寒川 義裕(九⼤)

503
本⽥ 善央(名⼤)
⽯井 良太(京⼤)

503
⼩島 ⼀信(東北⼤)
関⼝  寛⼈(豊橋技科
⼤)
菊池 昭彦(上智⼤)

503
岡⽥ 成仁(⼭⼝⼤)
村上 尚(農⼯⼤)

P3
ポスター
13:30-15:30

503
有⽥ 宗貴(東⼤)
ホームズ マーク(東
⼤)

15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶
318
都甲 薫(筑波⼤)

318
⿊澤 昌志(名⼤)

P7
ポスター
13:30-15:30

15.6 IV族系化合物（SiC）
F204
⽯川 由加⾥(JFCC)

F204
牧野 ⾼紘(量研機構)
加藤 正史(名⼯⼤)

P5
ポスター
09:30-11:30

301
染⾕ 満(産総研)

301
朽⽊ 克博(トヨタ⾃
動⾞)

15.7 結晶評価，不純物・結晶⽋陥
F201
⿃越 和尚(SUMCO)
仮屋崎 弘昭(GWJ)

F201
末岡 浩治(岡⼭県⽴
⼤)
中野 智(九⼤)

F201
清井 明(三菱電機)
⽵内 正太郎(阪⼤)

P8
ポスター
13:30-15:30

16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイ
ス

P10
ポスター
09:30-11:30

213
斎藤 全(愛媛⼤)

213
早川 知克(名⼯⼤)
北村 直之(産総研)

16.2 エナジーハーベスティング
514
花村 克悟(東⼯⼤)

CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベ
スティングのコードシェアセッション

P6
ポスター
09:30-11:30

16.3 シリコン系太陽電池
P11
ポスター
09:30-11:30

211
新船 幸⼆(兵庫県⽴
⼤)
⼩出 直城(シャープ)

211
野⽑ 宏(福島⼤)

211
⽯河 泰明(奈良先端
⼤)
⼤平 圭介(北陸先端
⼤)

211
⽥⼝ 幹朗(パナソ
ニック)

211
松⽊ 伸⾏(神奈川⼤)
宮島 晋介(東⼯⼤)

17.1 カーボンナノチューブ，他のナノ
カーボン材料

F203
本間 芳和(東理⼤)
橘 勝(横市⼤)

17.2 グラフェン
B6
⻑汐 晃輔(東⼤)

B6
佐藤 信太郎(富⼠通
研)
吹留 博⼀(東北⼤)

B6
永瀬 雅夫(徳島⼤)

B6
乗松 航(名⼤)
藤井 健志(富⼠電機)

17.3 層状物質
F203
根岸 良太(阪⼤)

F203
安藤 淳(産総研)

F203
上野 啓司(埼⽟⼤)
前橋 兼三(農⼯⼤)

17 ナノカーボン

15.4 III-V族窒化物結晶

16 ⾮晶質・微結晶

P4
ポスター
13:30-15:30

13 半導体

13.10 化合物太陽電池

15 結晶⼯学



午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
分科番号及び名称 2017年3⽉14⽇(⽕) 2017年3⽉15⽇(⽔) 2017年3⽉16⽇(⽊) 2017年3⽉17⽇(⾦)

21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャッ
プ酸化物半導体材料・デバイス」

502
東脇 正⾼(情通機構)

502
⼤島 孝仁(佐賀⼤)
尾沼 猛儀(⼯学院⼤)

502
古⽥ 守(⾼知⼯科⼤)

502
神⾕ 利夫(東⼯⼤)

P8
ポスター
13:30-15:30

502
村中 司(⼭梨⼤)

22.1 合同セッションM 「フォノンエンジ
ニアリング」

F206
粟野 祐⼆(慶⼤)
⾺場 寿夫(JST)
宮崎 康次(九⼯⼤)

F206
野村 政宏(東⼤)
塩⾒ 淳⼀郎(東⼤)

F206
中村 芳明(阪⼤)
⼭本 貴博(東理⼤)
⼭⼝ 浩司(NTT物性
研)

P16
ポスター
16:00-18:00

CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコ
ンフォトニクスのコードシェアセッショ
ン

F204
岡野 誠(産総研)
⽵中 充(東⼤)
⽯川 靖彦(東⼤)

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技
術,13.5デバイス／集積化技術のコード
シェア

304
齋藤 真澄(東芝)
藤沢 浩訓(兵庫県⽴

CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基
礎物性のコードシェアセッション

301
宇都宮 徹(京⼤)

424
川崎 忠寛(JFCC)
三浦 克介(阪⼤)
村上 勝久(産総研)

318
東⼝ 武史(宇都宮⼤)
江島 丈雄(東北⼤)

318
東⼝ 武史(宇都宮⼤)

424
⽥川 雅⼈(神⼾⼤)
辻 博司(京⼤)

424
豊⽥ 紀章(兵庫県⽴
⼤)

423
堀⽥ 尚⼆(⽇⽴)
⼭本 洋揮(阪⼤)

423
横尾 篤(NTT)
中川 勝(東北⼤)

CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベ
スティングのコードシェアセッション

P6
ポスター
09:30-11:30

CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェア
セッション「新規スピン操作⽅法および
関連現象」

501
三⾕ 誠司(物材機構)
林 将光(東⼤)

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7
ナノ構造・量⼦現象のコードシェアセッ
ション

E205
浅野 卓(京⼤)
北 翔太(NTT)
宮澤 俊之(富⼠通研)

CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション
『フォトニック・プラズモニック構造お
よび熱制御』

F202
梶川 浩太郎(東⼯⼤)

CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制
御デバイス・光ファイバーのコードシェ
アセッション

213
松下 智紀(東⼤)

CS コードシェアセッション

CS.4 7. コードシェアセッション︓ビー
ム応⽤⼤分類

21 合同セッションＫ「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」

22 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」
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